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摘要(译)

本发明公开了一种WOLED背板及其制造方法。该方法包括：在基板上形
成滤色器层的图案;通过半色调曝光曝光滤色器层的图案，以便在滤色器
层的图案中形成凹槽结构;在形成有凹槽结构的基板的表面上形成树脂材
料层的图案，并且重掺杂树脂材料层的部分区域以形成具有导电性的重
掺杂部分;树脂材料层的重掺杂部分区域对应于像素电极区域，通孔区域
和像素电极区域与通孔区域之间的连接区域;在重掺杂树脂材料层的部分
区域之后，在基板的表面上依次形成有机发光层和阴极。通过在滤色器
层中形成凹槽结构而不是制造传统的像素限定层，在本发明中降低了制
造成本。
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